
機密性〇

J-platpat オンライン講習会

R8(2026)年度開催スケジュール

開催：4月下旬
募集：3月

特許・実用新案（初級）

開催：5月下旬
募集：4月

特許・実用新案（中級）

開催：6月中～下旬
募集：5月

商標

開催：7月中～下旬
募集：6月

意匠

開催：8月中～下旬
募集：7月

特許・実用新案（初級）

開催：9月中～下旬
募集：8月

商標

開催：10月中～下旬
募集：9月

特許・実用新案（中級）

開催：11月中～下旬
募集：10月

特許・実用新案（初級）

開催：12月中旬
募集：11月

商標

開催：1月下旬
募集：１１月

特許・実用新案（中級）

開催：2月中～下旬
募集：1月

意匠

開催：3月中旬
募集：2月

商標

スケジュールは予告なく変更となる可能性があります。
あらかじめご了承のほどお願いいたします。

本件に関するお問合せ先 ： INPIT知財情報部 情報提供担当
メールアドレス ip-jh05@inpit.go.jp

2026年3月1日現在
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